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' mg;L"aSNumero o apobaci Eficiencia / Rendimiento
Filtro 9 P100> 99.97% para particulas de 0.3y
* 8L\J/n/1Ag /cgr: (r)g uelrgir?tﬁfggiz CFRg4 @ 500ppm:doro (CI2)>25 minutos.
i o dP y q| e eles e @ 500 ppm: diéxido de cloro (CIO2) > 40 minutos
! c/u (Cédigo de regulaciones Iederales de 10s @ 500 ppm: cloruro de hidrégeno (HCI) > 35 minutos.
| Elstados Unidos dle Amelnca). | @ 70 ppm: fluoruro de hidrégeno (HF) > 40 minutos
1 ANpSr(I)tZQBC;T visual cumple con fa norma @ 500 ppm: sulfuro de hidrégeno (H2S)> 40 minutos
: @ 500 ppm: diéxido de azufre (SO2) > 20 minutos
S s e @ 1000 ppm: Vapor organico —Tetracloruro de Carbono
o Duracion (CCH4) > 30minutos
1 3 afios (mascara y filtros)
: Consulte las condiciones de almacenamiento en Produccié
L las instrucciones de uso. ’F’ "9°'°“
1 q:,& ! Los filtros son reutilizables y cambiables. Reino Unido
,I‘) : Pruebas de NaCl al 100% de los filtros
<> W: 60 >
Material
* Mascara: TPE grado médico cumple con ISO 10993-10: 2010 para irritaciones. cuerpo libre
de latex y de silicona, sin olor, compatible con FDA.
Filtro de particulas plisado: + Cuerpo de la valvula en nylon, diafragma de inhalacion / exhalacion en silicona.
570 mm de longitud del material real en cada fitro Carbén activado tratado II?_zlatndasdeIastu.:as (tl)e; cueltlp ydcabe”zadajustables en4 pugto; é:gn comodo soporte en TPE
(70 mm de ancho) para la absorcion de iltros de gas: carbon activado sellado en una carcasa de ABS.

* Filtros de particulas: Medios sintéticos multicapa HESPA de tipo mecanico sobre moldeados y

gases encapsulados con TPE flexible. Los filtros de particulas estan integrados con el elemento carbono

Estructura para ayudar a Code Description Quantity

la difusion del flujo de aire OV/AG P100 Integra .

y al uso total del carbén gggggg(%ﬂ_} Reusable Half Mask for multiple ; Pes. per
(L4 Gases, Vapor and Dust OX

activado

ﬁ SPR OV/AG P100 replacement filters Sl

- per box
GVS Integra Mask
Carry Case (Belt holder)
» F‘l SPM520 Peel off visor x 10

5 pcs. per
box

10 sets per
box

Aplicacion - Gases, polvo, neblinas y humos.

s Microelectréonica Mineria & Metalurgia _\._ Reparacion
:.: L . Separacion de cobre PP Epoxicos, Pinturas
- = Fab de s duct 7 ' o ' '
- abricacion de Semiconductores Desoxidation 'O@o\. Solventes
Fabricacion Agricultura Salud Laboratorios

Fabricacion de abonos, disolventes, ﬁyr%( Pesticidas Polvos, ﬁ Uso de agentes quimicos
[ —_—

Limpiadores industriales, insecticidas. Virus m™H
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